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Anwenderberichte

Photronics tauscht Informationen zu Qualitatsverbesserungen dank
STATISTICA unternehmensweitem SPC-System (SEWSS)
zwischen mehreren Standorten aus

Hintergrund. Photronics ist ein fiihrender weltweiter Hersteller von Fotomasken, d. h. duRerst priizisen
Quarzplatten, die mikroskopische Abbilder elektronischer Schaltkreise enthalten. Als Schliisselelement in der
Herstellung von Halbleitern werden Fotomasken dazu verwendet, wihrend der Herstellung von integrierten
Schaltkreisen Muster von Schaltkreisen auf Halbleiterscheiben zu tiibertragen. Sie werden nach den Planen fiir
Schaltkreise, die von Kunden an strategisch gelegenen Produktionsstitten in Asien, Europa und Nordamerika
vorgelegt werden, gefertigt.

Herausforderung. Wegen des hohen Stellenwerts von Priizision in der Halbleiterindustrie ist es wichtig, dass
Photronics seine Produkte und Prozesse steuert und kontrolliert, um sicherzustellen, dass Fotomasken von
hoher Qualitit an die Kunden geliefert werden. Das Management von Photronics erkannte die Notwendigkeit
eines durchdachten unternehmensweiten SPC-Systems und priifte mehrere SPC- Pakete griindlich.

Auswahl, Implementierung und Integration von SEWSS. Durch Standardisierung ihrer statistischen
Analysewerkzeuge ist Photronics in der Lage, Qualititsverbesserungen zwischen Produktionsstitten auszutau-
schen. Kin funktionsiibergreifendes Team bei Photronics entwickelte eine Matrix von Auswahlkriterien,
fiihrte eine griindliche Untersuchung mehrerer SPC- Programmpakete und einen gewichteten Auswahlprozess
durch, um schlieBlich STATISTICA unternehmensweites SPC-System (SEWSS) auszuwihlen. Sie wihlten
SEWSS aufgrund seiner einfachen Integrierbarkeit mit dem bestehenden Herstellungssystem und wegen der
flexiblen Einsatzmoglichkeiten tiber das existierende System hinaus aus. Die Implementierung von SEEWSS
war fiir die Qualitits- und Konstruktions- Abteilungen mit einem kompakten Schulungsprogramm fiir SPC
gepaart, das sich mit den vielen analytischen Werkzeugen im STATISTICA- Analysepaket, das Hunderte von
statistischen Analysen und Grafiken enthélt, befasste. Aufferdem entschied sich das Team von Photronics
dazu, fiir die ersten Analyseschritte einige Schablonen zu erzeugen, und schulte die Ingenieure, so dass diese
ihre eigenen Analysen durchfiihren konnen, um zu bestimmen, welche fiir die Qualitit kritischen Eigen-
schaften tiberwacht werden sollen.

Gegenwart und Zukunft. Die Skalierbarkeit und Flexibilitit von SEWSS ergiinzt die Herstellung bei
Photronics hervorragend. SEWSS lauft auf einer Oracle- Datenbank an sechs internationalen Standorten, und
es gibt Pline, ab Mérz 2001 mit noch sechs weiteren Standorten online zu gehen. SEZWSS konnte auch auf
jeder anderen relationalen Datenbankplattform laufen. Wihrend des Auswahlprozesses war es den Ingen-
ieuren wichtig, dass sie in der Lage sein werden, Tabellen mit

Daten aus ihrem bestehenden Herstellungssystem zu erzeugen. -Wir haben SEWSS aufgrund seiner
SEWSS ermoglicht Photronics die Verwendung einer internen einfachen Integrierbarkeit mit dem
oder einer externen Datenquelle. Zukiinftig plant Photronics, bestehenden Herstellungssystem und
ihren Ansatz zur Versuchsplanung (DO - Design of FExperi- wegen der flexiblen Einsatzmoglich-
ment) und zu Fehler- Ursachenforschung (FMIEA - Failure keiten iiber das (inttierende System
Mode and Effect Analysis) zu standardisieren, indem sie hinaus ausgewihlt.

zusitzliche Schulungen fiir die Module des Analyse- Pakets
zusammen mit dem Modul zur automatischen Datenaufnahme
von SEWSS zur Verfiigung stellen.
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